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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　例示的な酸素保護基として、限定されないが、メチル、メトキシルメチル（MOM）、メ
チルチオメチル（MTM）、ｔ－ブチルチオメチル、（フェニルジメチルシリル）メトキシ
メチル（SMOM）、ベンジルオキシメチル（BOM）、ｐ－メトキシベンジルオキシメチル（P
MBM）、（４－メトキシフェノキシ）メチル（p-AOM）、グアヤコールメチル（GUM）、ｔ
－ブトキシメチル、４－ペンテニルオキシメチル（POM）、シロキシメチル、２－メトキ
シエトキシメチル（MEM）、２，２，２－トリクロロエトキシメチル、ビス（２－クロロ
エトキシ）メチル、２－（トリメチルシリル）エトキシメチル（SEMOR）、テトラヒドロ
ピラニル（THP）、３－ブロモテトラヒドロピラニル、テトラヒドロチオピラニル、１－
メトキシシクロヘキシル、４－メトキシテトラヒドロピラニル（MTHP）、４－メトキシテ
トラヒドロチオピラニル、４－メトキシテトラヒドロチオピラニルＳ，Ｓ－ジオキシド、
１－［（２－クロロ－４－メチル）フェニル］－４－メトキシピペリジン－４－イル（CT
MP）、１，４－ジオキサン－２－イル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロチオフラニ
ル、２，３，３ａ，４，５，６，７，７ａ－オクタヒドロ－７，８，８－トリメチル－４
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，７－メタノベンゾフラン－２－イル、１－エトキシエチル、１－（２－クロロエトキシ
）エチル、１－メチル－１－メトキシエチル、１－メチル－１－ベンジルオキシエチル、
１－メチル－１－ベンジルオキシ－２－フルオロエチル、２，２，２－トリクロロエチル
、２－トリメチルシリルエチル、２－（フェニルセレニル）エチル、ｔ－ブチル、アリル
、ｐ－クロロフェニル、ｐ－メトキシフェニル、２，４－ジニトロフェニル、ベンジル（
Ｂｎ）、ｐ－メトキシベンジル、３，４－ジメトキシベンジル、ｏ－ニトロベンジル、ｐ
－ニトロベンジル、ｐ－ハロベンジル、２，６－ジクロロベンジル、ｐ－シアノベンジル
、ｐ－フェニルベンジル、２－ピコリル、４－ピコリル、３－メチル－２－ピコリルＮ－
オキシド、ジフェニルメチル、ｐ，ｐ’－ジニトロベンズヒドリル、５－ジベンゾスベリ
ル、トリフェニルメチル、α－ナフチルジフェニルメチル、ｐ－メトキシフェニルジフェ
ニルメチル、ジ（ｐ－メトキシフェニル）フェニルメチル、トリ（ｐ－メトキシフェニル
）メチル、４－（４’－ブロモフェナシルオキシフェニル）ジフェニルメチル、４，４’
，４’’－トリス（４，５－ジクロロフタルイミドフェニル）メチル、４，４’，４’’
－トリス（レブリノイルオキシフェニル）メチル、４，４’，４’’－トリス（ベンゾイ
ルオキシフェニル）メチル、３－（イミダゾール－１－イル）ビス（４’，４’’－ジメ
トキシフェニル）メチル、１，１－ビス（４－メトキシフェニル）－１’－ピレニルメチ
ル、９－アントリル、９－（９－フェニル）キサンテニル、９－（９－フェニル－１０－
オキソ）アントリル、１，３－ベンゾジスルフラン－２－イル、ベンズイソチアゾリルＳ
，Ｓ－ジオキシド、トリメチルシリル（TMS）、トリエチルシリル（TES）、トリイソプロ
ピルシリル（TIPS）、ジメチルイソプロピルシリル（IPDMS）、ジエチルイソプロピルシ
リル（DEIPS）、ジメチルテキシルシリル、ｔ－ブチルジメチルシリル（TBDMS）、ｔ－ブ
チルジフェニルシリル（TBDPS）、トリベンジルシリル、トリ－ｐ－キシリルシリル、ト
リフェニルシリル、ジフェニルメチルシリル（DPMS）、ｔ－ブチルメトキシフェニルシリ
ル（TBMPS）、ホルマート、ベンゾイルホルマート、アセタート（－Ａｃ）、クロロアセ
タート、ジクロロアセタート、トリクロロアセタート、トリフルオロアセタート、メトキ
シアセタート、トリフェニルメトキシアセタート、フェノキシアセタート、ｐ－クロロフ
ェノキシアセタート、３－フェニルプロピオナート、４－オキソペンタノアート（レブリ
ナート）、４，４－（エチレンジチオ）ペンタノアート（レブリノイルジチオアセタール
）、ピバロアート、アダマントアート、クロトナート、４－メトキシクロトナート、ベン
ゾアート、ｐ－フェニルベンゾアート、２，４，６－トリメチルベンゾアート（メシトア
ート）、アルキルメチルカーボナート、９－フルオレニルメチルカーボナート（Fmoc）、
アルキルエチルカーボナート、アルキル２，２，２－トリクロロエチルカーボナート（Tr
oc）、２－（トリメチルシリル）エチルカーボナート（TMSEC）、２－（フェニルスルホ
ニル）エチルカーボナート（Psec）、２－（トリフェニルホスホニオ）エチルカーボナー
ト（Peoc）、アルキルイソブチルカーボナート、アルキルビニルカーボナートアルキルア
リルカーボナート、アルキルｐ－ニトロフェニルカーボナート、アルキルベンジルカーボ
ナート、アルキルｐ－メトキシベンジルカーボナート、アルキル３，４－ジメトキシベン
ジルカーボナート、アルキルｏ－ニトロベンジルカーボナート、アルキルｐ－ニトロベン
ジルカーボナート、アルキルＳ－ベンジルチオカーボナート、４－エトキシ－１－ナフチ
ルカーボナート、メチルジチオカーボナート、２－ヨードベンゾアート、４－アジドブチ
ラート、４－ニトロ－４－メチルペンタノアート、ｏ－（ジブロモメチル）ベンゾアート
、２－ホルミルベンゼンスルホナート、２－（メチルチオメトキシ）エチル、４－（メチ
ルチオメトキシ）ブチラート、２－（メチルチオメトキシメチル）ベンゾアート、２，６
－ジクロロ－４－メチルフェノキシアセタート、２，６－ジクロロ－４－（１，１，３，
３－テトラメチルブチル）フェノキシアセタート、２，４－ビス（１，１－ジメチルプロ
ピル）フェノキシアセタート、クロロジフェニルアセタート、イソブチラート、モノスク
シノアート、（Ｅ）－２－メチル－２－ブテノアート、ｏ－（メトキシアシル）ベンゾア
ート、α－ナフトアート、ニトラート、アルキルＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルホス
ホロジアミダート、アルキルＮ－フェニルカルバマート、ボラート、ジメチルホスフィノ
チオイル、アルキル２，４－ジニトロフェニルスルフェナート、サルファート、メタンス
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ルホナート（メシラート）、ベンジルスルホナート、およびトシラート（Ｔｓ）が挙げら
れる。ある態様において、２個の近位の酸素原子は、環状アセタールとして保護され、例
えば１，２－または１，３－ジオールは、イソプロピリジニル、シクロアルキリデンケタ
ール（例えばシクロペンチリデンまたはシクロヘキシリデン）、ベンジリデンアセタール
（例えばｐ－メトキシベンジリデン）、カーボナート、シリレン（例えばジ－ｔ－ブチル
シリレン、１，３－（１，１，１，３，３）－テトライソプロピルジシロキサリニド）、
１，３－ジオキソラニルまたは１，３－ジオキサニル基として保護され得る。
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